Uchwala
Komisji habilitacyjnej
z dnia 15 wrze$nia 2025
0 wyrazeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika,
Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne w postgpowaniu wszczetym w dniu

18.12.2024 na wniosek Pana dr. inz. Lukasza Sterczewskiego

Komisja habilitacyjna, powotana przez Rade Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika,
Elektrotechnika i Technologie ~Kosmiczne Politechniki ~ Wroctawskiej  uchwata
151/7/RDND02/2024-2028 z dnia 24 marca 2025 r. oraz uchwalg nr 160/8/RDND02/2024-
2028 z dnia 14 kwietnia 2025 r. dzialajac na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z pdzniejszymi
zmianami) oraz § 25 ust. 5 Regulaminu nadawania stopni naukowych na Politechnice
Wroctawskiej (tj. Uchwata nr 511/39/2020-2024 Senatu PWr z dnia 23 listopada 2023 r.). po
zapoznaniu si¢ z recenzjami i dokumentacja wniosku i bez przeprowadzania kolokwium
habilitacyjnego, uchwala co nastepuje:

§1

1. Komisja habilitacyjna stwierdza, ze aktywnos¢ naukowa oraz osiagniecia naukowe dr. inz.
Lukasza Sterczewskiego w postaci dwoch cykli powiazanych tematycznie prac w postaci
artykulow naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych zatytutowanych:
»Grzebienie czestotliwosci optycznej wytwarzane przez lasery polprzewodnikowe i
swiattowodowe: wiasciwosci widmowe i czasowe™ oraz ,,Nowe techniki spektroskopii i
obrazowania wykorzystujgce niestabilizowane grzebienie czgstotliwosci optycznej”
stanowig istotny wklad w rozwoj dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika,
Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne i wyraza pozytywng opinie w sprawie nadania
Panu dr. inz. Lukaszowi Sterczewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i
Technologie Kosmiczne, uznajac spelnienie przestanek warunkujacych nadanie stopnia
doktora habilitowanego, o ktorych mowa w art. 219 ust. 1 pkt 1-3 wskazanej ustawy.

2. Uzasadnienie uchwaly jest zawarte w zalaczniku nr 1 i stanowi jej integralna czes¢
§2

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia.

Przewodniczacy isji habilitacyjnej

prof. dr hab. inz. Andrzej Sikorski



Zatacznik nr 1

l.

Uzasadnienie:;

Whniosek za pozytywna opinig osiagnie¢ naukowych i istotnej aktywnosci naukowe;
kandydata uzyskat poparcie (wyniki glosowania: 7 glosow ,.za”; 0 gloséw .przeciw’;
0 glosoéw ..wstrzymujacych sie™).

Recenzje o osiggnigciach naukowych i istotnej aktywnosci naukowej dr. inz. Karola
Wrobla sporzagdzone przez 4 recenzentéw: prof. dr hab. Roberta Bogdanowicza, dra hab.

Przemystawa Jakuba Krehlika. prof. dra hab. Piotra Miluskiego i prof. dr hab. Piotra
Weiste majg jednoznacznie pozytywne konkluzje.

Osiagnigcie naukowe opisane w cyklu 7 powiazanych tematycznie artykutow

zatytutowanym  "Grzebienie czestotliwosci optycznej wytwarzane przez lasery

polprzewodnikowe i swiattowodowe: wlasciwosci widmowe i czasowe” opublikowanych

w czasopismach z listy JCR, m.in. Laser & Photonics Reviews, Optics Express, Applied

Physics Letters, Optics Letters oraz w cyklu 8 powiazanych tematycznie artykulow

zatytulowanym  "Nowe techniki  spektroskopii i obrazowania wykorzystujgce

niestabilizowane grzebienie czgstotliwosci optycznej” opublikowanych w czasopismach

z listy JCR, m.in. Laser & Photonics Reviews, ACS Photonics, Optica, APL Photonics

Jak réwniez pozostale elementy dorobku naukowego, a w szczegdlnosci:

* staze naukowe trwajgce tgcznie ok. 5 lat w takich instytucjach jak: Princeton
University, Jet Propulsion Laboratory NASA, California Institute of Technology
(Caltech),

* jakos¢ i warto$¢ naukowa publikacji indeksowanych w bazie Scopus, potwierdzona
przez wskazniki naukometryczne: sumaryczny impact factor IF = 158,89; liczba
cytowan bez autocytowan 772, indeks Hirscha IH = 15,

wnosza znaczny wklad Habilitanta w rozwdj dyscypliny automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Habilitant wykazal si¢ istotng aktywnoscig naukowa w wiecej niz jednej uczelni lub

instytucji naukowej wymagana w art. 219, ust. 1, pkt 3 Ustawy. Habilitant wspotpracowat

z 4 zespotami naukowymi w tym:

* wicloletnia wspétpraca z dr. Jerrym Meyerem, dr. Igorem Vurgaftmanem, Optical
Sciences Division, Naval Research Laboratory, Washington, DC 20375, USA.,

e wspolpraca z prof. Mitchio Okumurg, Division of Chemistry and Chemical
Engineering, California Institute of Technology, Pasadena CA, 91125, USA.

* wieloletnia wspélpraca dr. Mahmoodem Bagherim, NASA Jet Propulsion
Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109, USA

* wieloletnia wspotpraca z dr. Davidem Burghoffem, Department of Electrical
Engineering, UT Austin at Texas, USA,
ktore miaty swéj przejaw w zrealizowanych stazach naukowych oraz powstatych w
ich wyniku publikacji przedtozonych Komisji do oceny,

Dodatkowo pozytywng opini¢ o dziatalnosci naukowej Habilitanta wzmacniaja:

e uzyskanie finansowania 8 projektow badawczych, w szezegolnosci projektu ERC,

* referowanie wynikéw badan na konferencjach mig¢dzynarodowych (ponad 30
referatow), oraz prezentowanie wynikéw badan w ramach wyktadéw zaproszonych
(11 prezentacji konferencyjnych),

* udzial w komitetach organizacyjnych liczacych sie konferencji miedzynarodowych,

® recenzowanie artykutéw w renomowanych czasopismach migdzynarodowych,

e opieka naukowa w roli promotora pomocniczego w 3 doktoratach,




e wspolpraca z sektorem gospodarczym w zakresie dziatalnosci badawezo —
rozwojowej z jednym przedsigbiorstwem krajowym i dwoma zagranicznymi.

E;t}Fbilitacyj nej

- i
prof. dr hab. inz. Andrzej Sikorski

Przewodniczacy Ko




